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Cómo Proteger los 

Diseños:  

Desarrollos Recientes y 

Tendencias

Noviembre 2011
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OFICINA ESPAOFICINA ESPAÑÑOLA DE PATENTES Y OLA DE PATENTES Y 
MARCAS (OEPM)MARCAS (OEPM)
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• Mediante su REGISTRO (OEPM, OAMI)

• Diseño NO REGISTRADO (3 años; 1er año gracia para registrar)

Permite a las empresas “probar” un diseño en el mercado para evaluar la 

utilidad de su registro

• Protección mediante DERECHOS DE AUTOR (como si fuera una 

pintura o una escultura; posibilidad de ACUMULAR la protección)

• Como MARCA TRIDIMENSIONAL
(cuando concurra el carácter 

distintivo y diferenciador) 

¿¿CCóómo proteger el DISEmo proteger el DISEÑÑO en EspaO en Españña?a?
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• El registro del diseño conferirá a su titular el derecho 
exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros 
sin su consentimiento.

• A estos efectos se entenderá por utilización, la fabricación, 
la oferta, la comercialización, la importación o exportación o 
el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el 
almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines 
mencionados.

• Existe además una protección provisional para solicitudes 
no publicadas.

DERECHOS CONFERIDOS POR EL DERECHOS CONFERIDOS POR EL 
DISEDISEÑÑO REGISTRADOO REGISTRADO
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DEPÓSITO INTERNACIONAL

Pluralidad de 
depósitos 
nacionales

Depósito ante la  OMPI 
(Ginebra/Suiza)

Arreglo de La Haya, Acta 1999
==

VÍA COMUNITARIA EUROPEA

Registro ante la OAMI 
(Alicante/España)

Reglamento (CE) 6/2002 ==
Protección en la 
Unión Europea

VÍA NACIONAL ESPAÑA

Registro ante la OEPM
(Ley 20/2003) ==

Protección en 
España

FORMAS DE REGISTRAR EL DISEFORMAS DE REGISTRAR EL DISEÑÑO EN ESPAO EN ESPAÑÑAA
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Oposiciones

DURACIÓN de la PROTECCIÓN

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA

PROCEDIMIENTO de CONCESIÓN

5 a5 añños hasta 25 (renovacios hasta 25 (renovacióón cada 5 an cada 5 añños) os) 

Examen

Solicitud Examen 
Publicación 
y Concesión

Resolución

Si no hay defectos plazo 
de concesión: 3 días 
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• Lo que NO ES NUEVONO ES NUEVO o no tiene CARCARÁÁCTER SINGULARCTER SINGULAR

–– NovedadNovedad: : Ningún otro diseño idéntico

–– CarCarááctercter singular: singular: La impresión general no se presta a confusión

• La forma que sólo responderesponde a una NECESIDAD TNECESIDAD TÉÉCNICACNICA

• Los diseños que incluyenincluyen EMBLEMAS o BANDERASEMBLEMAS o BANDERAS
protegidos

• Los contrarios al orden público y las buenas costumbres

Prohibiciones de registroProhibiciones de registro

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA



O
E

P
M

8/668/66

ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales 

OEPM OEPM –– ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales –– Santiago de Chile Santiago de Chile -- Noviembre 2011Noviembre 2011

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido 
hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de 

registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de 
prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas características 

difieran sólo en detalles irrelevantes

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Requisito de protección:
NOVEDAD

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA

Se considerará que un diseño posee carácter 
singular cuando la impresión general que produzca 

en el usuario informado difiera de la impresión 
general producida en dicho usuario por cualquier 

otro diseño que haya sido hecho accesible al 
público antes de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, 
antes de la fecha de prioridad. 
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Requisito de protección:
CARÁCTER SINGULAR 
(no producir confusión)

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Exclusiones:
DICTADAS POR SU FUNCIÓN TÉCNICA

UN DISEÑO NO ES UNA PATENTE

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Los elementos 
técnicos se 
protegen con una 
patente o modelo 
de utilidad

Los elementos 
estéticos se 
registran como 
diseño

No confundir modalidades: No confundir modalidades: 
patentes patentes �������� disediseñños os 
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Exclusiones:
CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES 

Exclusiones:
EL COLOR POR SÍ MISMO 

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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CAUSAS DE OPOSICIÓN

nn Carecer de novedad (mundial)Carecer de novedad (mundial)

nn Inducir a confusiInducir a confusióón con otros registrosn con otros registros

nn Ir contra las buenas costumbresIr contra las buenas costumbres

nn Carecer de autorizaciCarecer de autorizacióón:n:

–– Escudos y emblemas espaEscudos y emblemas españñoles y extranjerosoles y extranjeros

–– ImImáágenes e iconos de la Iglesiagenes e iconos de la Iglesia

–– ReproducciReproduccióón de obras artn de obras artíísticas con derechos de sticas con derechos de 

propiedad intelectual en vigorpropiedad intelectual en vigor

–– Retratos de personas Retratos de personas 

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA



O
E

P
M

16/6616/66

ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales 

OEPM OEPM –– ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales –– Santiago de Chile Santiago de Chile -- Noviembre 2011Noviembre 2011

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN 
OTORGADA PARA LOS  DISEÑOS 

INDUSTRIALES
No son registrables aquellos Diseños que contengan en 
exclusiva elementos funcionales en los que la función 
esté implícita en la forma (por ejemplo un tornillo).  

Son registrables las partes visibles de un producto 
complejo (la aleta de un coche, pieza de ajedrez o una 
patilla de unas gafas). 

No obstante, la protección del registro del producto 
complejo no alcanzará a sus partes en los casos en que 
se utilicen a efectos de reparación. Así, podrá
reproducirse el componente libremente para reparar el 
objeto, aunque no podrá insertarse en otro diseño 
complejo diferente.
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• Máximo 50 diseños, misma clase los diseños tridimensionales

• Tasa + tasas suplementarias: decrecientes: nacional: hasta 50 
diseños

• Internacional: hasta 100 diseños

• OAMI: número indeterminado

• Deberá cumplir requisitos de protección por separado y 
especialmente una reproducción por cada uno

• Los derechos derivados de los diseños de una solicitud múltiple 
serán independientes unos de otros. Podrán ser ejercitados, 
transferidos, gravados, renovados, cancelados, objeto de licencia, 
de embargo, opción de compra, etc...

SOLICITUDES MSOLICITUDES MÚÚLTIPLES LTIPLES 

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Requisitos mínimos:

• Una declaración expresa o implícita de que se solicita un diseño

• Datos que identifiquen al solicitante 

• Una representación gráfica apta para ser reproducida y clara

• Si presenta irregularidades - 1 mes para subsanar

• Si no subsana - Desistimiento de solicitud

• Si subsana correctamente - Se asigna una fecha de presentación

EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓÓN I. N I. 
EXAMEN DE ADMISIEXAMEN DE ADMISIÓÓN A TRN A TRÁÁMITEMITE

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓÓN II. N II. 
EXAMEN DE FORMAEXAMEN DE FORMA

Se examina el contenido de la solicitud

• Solicitudes múltiples

• Si el número de diseños no excede de 50

• Si se ha abonado la tasa de solicitud

• Si está legitimado para ser titular de un diseño registrado en 
España

• Si presenta irregularidades - 1 mes para subsanar

• Si no subsana - desistimiento solicitud

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA



O
E

P
M

20/6620/66

ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales 

OEPM OEPM –– ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales –– Santiago de Chile Santiago de Chile -- Noviembre 2011Noviembre 2011

III. EXAMEN DE OFICIOIII. EXAMEN DE OFICIO

Si es un diseño
Si no es contrario al orden público y a las buenas costumbres
Si es correcta la clasificación

Si presenta defectos - 1 mes para subsanar

Si no subsana - se deniega

Si cambio de modalidad - 2 meses: nueva documentación

IV. REGISTRO Y PUBLICACIIV. REGISTRO Y PUBLICACIÓÓNN

La resolución se inscribe en el Registro de Diseños
La mención de la resolución se publica en el BOPI

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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• Permite coincidir el aplazamiento de la publicación con el 
lanzamiento del producto

• Se solicita al formalizar la solicitud y por un plazo máximo 
de 30 meses

• El aplazamiento podrá referirse a todos o a alguno de los 
diseños en una solicitud múltiple

• No accesible a consulta pública 

• Se puede publicar antes a petición del solicitante

• Protección provisional: entre la fecha de concesión y la de 
publicación del diseño

APLAZAMIENTO DE PUBLICACIAPLAZAMIENTO DE PUBLICACIÓÓNN

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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• Debe ofrecerse para los solicitantes nacionales

• Confianza 

• Menor coste

• Puede no interesar proteger en tanto países

• Procedimiento de oposición: es un sistema de control 
posterior

• Hasta 50 diseños

• Prioridad: Ventaja pues se gana tiempo 

HITOS DE LA PROTECCIHITOS DE LA PROTECCIÓÓN NACIONALN NACIONAL

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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CREACIONES 

BIDIMENSIONALES

PAPELERÍA = 32%

CREACIONES 

TRIDIMENSIONALES

TEXTILES = 22%

JUGUETES = 10%

TOTALES = 23% 

MOBILIARIO= 14%

ELEMENTOS 
CONSTRUCCION 11%

ENVASES= 10,5%

TOTALES = 77% 

PORCENTAJES

SECTORES MAS ACTIVOS EN OEPM

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Modalidad
Solicitudes                                            

(2008) 
Solicitudes                                            

(2009) 
Solicitudes                            

(2010) 

(+/-) 

Anual   
2010/2009 

��������
�	
�������� ����� ����� ����� ����

Solicitudes de DiseSolicitudes de Diseñños Industriales en os Industriales en 
la OEPMla OEPM
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Se reconoce protección limitada durante tres años al 
Diseño, aunque no se registre.

Ley de Diseño (2003) española:

DISEÑO NO REGISTRADO

Adaptación del Reglamento comunitario europeo  de Diseño 
comunitario.

Permite que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin 
que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a 
registrarlo. 

Modalidad de protección muy útil para los sectores de 
rotación rápida como la moda.

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA NACIONAL EN ESPAÑA
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Ley 2003 de Diseño Industrial, diferencias con el Estatuto 
de la Propiedad Industrial 1929
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Ley 2003 de Diseño Industrial, aspectos novedosos
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•• El diseEl diseñño comunitarioo comunitario ofrecen la ventaja de otorgar 

una protección uniforme en todos los países de la 
Unión Europea, mediante un procedimiento de 

registro único ante la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior

• Puede COEXISTIRCOEXISTIR con las figuras de protección 

nacional

• La solicitud puede presentarse a través de la OAMI o 

de las oficinas nacionales de los países miembros

La protecciLa proteccióón europea de n europea de 
DiseDiseññosos

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA COMUNITARIA EUROPEA 
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DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA COMUNITARIA EUROPEA 

DOS FORMAS de PROTECCIÓN

DURACIÓN de la PROTECCIÓN

•• Dibujos y modelos Dibujos y modelos no registradosno registrados

•• Dibujos y modelos Dibujos y modelos registradosregistrados

Publicación
Depósito  
en OAMI

Examen 

formal
Registro

Posibilidad de  

solicitar la 

nulidad del 

registro ante la 

OAMI

•• No registrados:No registrados: 3 a3 añños os tras divulgacitras divulgacióónn

•• Registrados:Registrados: mmááx. 25 ax. 25 añños os desde solicitud desde solicitud (5+5+5+5+5)(5+5+5+5+5)



O
E

P
M

32/6632/66

ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales 

OEPM OEPM –– ProtecciProteccióón de Disen de Diseñños Industriales os Industriales –– Santiago de Chile Santiago de Chile -- Noviembre 2011Noviembre 2011

REGLAMENTO del CONSEJO sobre los 
DIBUJOS y MODELOS COMUNITARIOS 

DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA COMUNITARIA EUROPEA 

REQUISITOS de PROTECCIÓN

•• NovedadNovedad

•• CarCaráácter singularcter singular

EXCLUSIONES

•• FunciFuncióón tn téécnicacnica

•• InterconexionesInterconexiones

•• Componentes para reparaciComponentes para reparacióón de productos complejos n de productos complejos 

•• Contrarios al orden pContrarios al orden púúblicoblico
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DISEÑOS INDUSTRIALES

VÍA COMUNITARIA EUROPEA 
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DISEÑOS INDUSTRIALES

DEPÓSITO INTERNACIONAL 

VENTAJAS DEL DEPÓSITO INTERNACIONAL

MMíínimo de formalidades y de costes: nimo de formalidades y de costes: 

NORMATIVA

•• Un Un úúnico depnico depóósitosito
•• No necesita prioridad nacionalNo necesita prioridad nacional
•• Un idioma Un idioma (espa(españñol, francol, francéés o ingls o ingléés)s)

•• Una divisaUna divisa
•• Renovaciones Renovaciones 

ACTA DE LONDRES, 1934

ACTA DE LA HAYA, 1960ARREGLO de la HAYA
(59 estados)

ACTA DE GINEBRA, 1999
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DISEÑOS INDUSTRIALES

DEPÓSITO INTERNACIONAL 

ARREGLO de la HAYA

Efecto:Efecto:
n Declarativo

n En todos los 
países parte 

Depósito ante OMPI 

Examen formal 

Registro 

Publicación 

Examen por la 
Oficina Nacional

ACTA DE 1934 ACTA DE 1960

Efecto:Efecto:
n Igual que un 

registro nacional

n Países designados 

Acepta o deniega 
( 6 meses)

ACTA DE 1999Acepta o deniega
(12 meses)

5+5+(5+5+...) años5+10 años
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El Arreglo de Locarno

• Establecido en 1968, es una Unión Internacional 
para la clasificación de los diseños industriales.

• 43 estados forman parte del arreglo.

• Consta de  32 clases y 219 subclases, con notas 
aclaratorias y una extensa lista de diferentes 
artículos.

• Desde enero 2007 en vigor la novena edición.

• La OEPM utiliza esta clasificación en base a la 
experiencia y formación específica de los 
examinadores de diseños.
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TASAS

OAMI

OEPM
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PPáágina Web OEPMgina Web OEPM
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Ejemplos marcas Ejemplos marcas 
tridimensionaltridimensional
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Ejemplo de diseños antiguos

Envases para aceitunas

Lacave y Compañía. 

25/08/1902
Un dibujo industrial para la 
fabricación de naipes. 

Heraclio Fournier 

20/07/1904 

Un dibujo de fábrica 
destinado a pavimentos 

Escofet y Compañía

03/03/1904 

Envases de papel de 
fumar

Ivorra, Payá y 
Compañía. 

19/03/1903
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EJEMPLOS
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Fin de la presentación
Muchas gracias


